














그림  2. TGA 용 기체공급  장치 .그림  1. 산화시험  장치 (TA사 TA-2050).

그림  3. 로냉각  U 시료의  산화거동 .
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그림  6. 급냉  U-0.1Nd  시료의  산화거동 . 그림  7. 급냉  U-0.1Nd  시료의  Arrhenius Plot.
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그림  5. 로냉각  U-0.1Nd  시료의  산화거동 .
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그림  4. 로냉각  U 시료의  Arrhenius Plot.



그림  11. U-0.1Nd 급냉  시료의  XRD 분석  결과  
               288 시간  산화 (산화온도  : 193 ºC).

그림  8. U-0.1Nd 급냉  시료의  XRD 분석  결과  
             0 시간  산화 (산화온도  : 193 ºC).

그림  9. U-0.1Nd 급냉  시료의  XRD 분석  결과  
             96 시간  산화 (산화온도  : 193 ºC).

그림  10. U-0.1Nd 급냉  시료의  XRD 분석  결과  
               192 시간  산화 (산화온도  : 193 ºC).



산화전 48 시간  산화후 96 시간  산화후

그림 12. U-0.1Nd 급냉 시편의 193 oC에서의 산화과정 모습

144 시간  산화후 192 시간  산화후 336 시간  산화후
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